
平成１８年度 浸出水処理施設モニタリングについて

１ 平成１８年度浸出水処理施設モニタリング計画(案)について
平成１８年度については、今年度のモニタリング結果と状況の安定を踏まえ、機器による常
時監視及び公定法による分析とも、今年度と同様の体制で実施することを計画します。
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汚泥処理設備

VOC処理設備

原水設備 凝集沈殿処理設備 生物処理設備 凝集膜ろ過処理設備 化学的分解処理設備 重金属キレート
吸着設備

浸出水処理施設処理フロー

活性炭吸着
処理設備

消毒・放流設備

Ｍ

第一汚泥濃縮槽 汚泥貯留槽

ケーキホッパ

搬出
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雑排水槽 第二汚泥濃縮槽
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化学的分解装置の仕組み

3

膜ろ過の仕組み

浸出水を受け入れ、散気攪拌
により腐敗防止と水質・水量
の均一化を図ります

カルシウム、重金属類、
SS、硫化水素をアルカリ
性凝集沈殿処理で除去
します

有機物（BOD、COD）、窒素（T-N)を
充填材に付着した微生物の働きに
より分解除去します

SS、COD、SS性ダイオキシン類を弱酸性
凝集作用とセラミック膜ろ過の組み合わ
せにより分離除去します

残存するCOD、およびダイオキシン類を紫
外線とオゾンを併用した光化学分解により
分離除去します

残留するCODおよび
色度成分を活性炭に
より吸着除去します

残留する一般重金属
類をキレート樹脂によ
り吸着除去します

大腸菌等の滅菌・
消毒を行い、公共
水域に放流します

各設備から発生する汚泥を脱水
機により脱水し､ケーキとして搬出
します

VOCをばっ気により揮散させ、活性
炭により吸着除去します
ｐHはアルカリ性に保ち、硫化水素
ガスの発生を抑制します

      

計画水質

原    水 計画処理水質

水素イオン濃度(ｐＨ) （ － ） 5 .0～9 .0 6 .0～8 .0

生物化学的酸素要求量
(B O D ) （m g /L） 9 0 0 6 0以下

化学的酸素要求量(C O D ) （m g /L） 5 5 0 9 0以下

浮遊物質量(S S ) （m g /L） 2 5 0 1 0以下

全窒素(T -N ) （m g /L） 2 5 0 6 0以下

全リン(T -P ) （m g /L） 1 0 0 8以下

ダイオキシン類 （pg -T E Q /L） 4 0 1以下

水    質    項    目
計  画  水  質

電気室 中央監視室
分析室便所

廊下

ボイラ室

処理室(吹抜）

点検歩廊

脱水機室

１
階
よ
り

凝集膜ろ過
装置

化学的分解
処理装置

活性炭
吸着塔

キレート
吸着塔

排ガス処理室 ブロワ室

オゾン発生
機室

ホッパー室

灯油ポンプ室書庫

玄関・廊下

便所
管理事務室

薬品庫

倉庫

処理室

凝集膜ろ過
装置

化学的分解
処理装置

活性炭
吸着塔

キレート
吸着塔

施設配置（２F) 施設配置（１F)

２
階
へ

Ｍ Ｍ

硝化槽 再ばっ気槽

Ｍ

凝集沈殿槽

凝集槽 第一中和
・加温槽

ばっ気
ブロワ

第一
混和槽

第二
酸化槽

脱窒槽

浸出水貯留池

沈砂槽 原水pH
調整槽

Ｐ

第一
酸化槽

膜分離原水槽

Ｍ

撹拌
ブロワ

Ｐ

VOC
処理水槽

Ｐ

Ｂ

Ｍ

反応槽

汚水計量槽

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｐ

雑
排
水
槽

Ｍ

汚泥貯留槽

第一汚泥
濃縮槽へ

第二汚泥
濃縮槽へ

第二汚泥
濃縮槽へ

加温用
ボイラ

原水槽

Ｍ

VOCばっ気
ブロワ

ＢVOCばっ気槽

分配槽

流入

VOC
原水槽

VOC
pH調整槽

Ｐ

膜洗浄
ブロワ

凝集膜ろ過装置

Ｍ

第二混和槽

Ｂ

Ｐ

F

屋外排気

VOC活性炭
処理装置

ＰＰＰ Ｐ

取水ピット
No.1

取水ピット
No.2

M

ＭＰ

Ｐ

化学的分解装置原水槽

バイパス

排オゾン分解
処理装置

F

ｐＨ調整槽

オゾン
発生器

化学的分解装置

Ｍ

Ｐ

Ｐ

活性炭原水槽

バイパス

屋外排気

キレート原水槽 処理水槽

放流
消毒剤
注入装置

消毒槽 放流水槽

バイパス

雑排水槽

Ｐ

活性炭吸着塔 キレート樹脂吸着塔

Ｐ Ｐ ＰＰ

第二
中和槽

Ｐ

サンプリング
タンク

ＣＯＤ
温度
ｐＨ
ＳＳ

Ｐ

EC

ｐH
EC
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